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オテック株式会社のめっき皮膜 参考被膜

種 別

加工方法

被膜構造

光沢度

厚さ均一性

耐食性

耐摩耗性

耐熱性

めっき後工程の多様性(※3)

硬度
(熱処理温度)

自己潤滑性
(滑り性)

硬質クロムめっき テフ・ロック クロアモール クロストン 無電解ニッケルめっき

電解めっき クロムめっき
機械的化学的処理 電解めっき 電解めっき 無電解めっき

Cr　結晶質 Cr+PTFE複合被膜 Cr-C　非晶質 Cr　結晶質 Ni-P 非晶質
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オテック株式会社の被膜特性比較表

※1　研磨加工を施すことにより光沢度は大幅に向上します。
※2　析出時の厚さ均一性は悪いものの、研磨で精度調整が可能です。
※3　めっきをした後研磨等での加工のし易さ
※4　特殊光沢で光沢調整可能
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